
         



 





产品综合技术特点
模块化设计实现了微波/紫外/超声波多能源、多功能的自由组合

UWave-2000采用模块化设计，微波/紫外/超声波多种组合任意搭配，为您的实验插上想象的翅膀。软件控制定时开启关闭，
可实现单一能源无法企及的协同效应。微波功率设置范围：0~1000W,PID变频控制；超声模块采用浸入式超声波发射装置，超
声波功率可调范围：0~800W，频率28KHz，自动扫频锁频；紫外模块可搭配LED紫外光源，功率0-100W可调，主波长365nm,
可进行光化学研究。

同一系统可进行常压/带压切换，满足不同用户的使用需求

UWave-2000可进行最大2000mL常压反应或最大500mL带压反应，帮助研究
者进行量产化实验。密闭反应罐有三种规格可选：100mL，200mL和500mL，满
足用户从实验室研发到生产方案验证的不同使用需求。软件可自动判断反应罐
类型，防止发生操作失误。

全面的温压测控技术，确保操作过程安全可控，有效应对任何异常

温度测控：红外和铂电阻两种温控方式自动切换，红外测温范围0~300℃,铂电阻测温范围0~250℃，测温精度高，控制更可靠。

压力测控：采用压电晶体测压技术，性能可靠，无交叉污染，控压范围0~5MPa（精度±0.01MPa)。带压模式下，可通过智能安
全压力控制系统实时监测压力，若超过设定压力系统自动泄压，保障实验过程安全可控。
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安全、专业、高效 P03-04

高强度宇航复合纤维外罐，机械强度与防腐
能力兼顾

高强度宇航复合纤维外罐Xtra Fiber，PFA整体喷涂将复合
纤维完全包裹，具有爆不破、炸不裂和撕不烂的特点，在耐
压、防腐等方面的综合性能，优于传统的PEEK材质外罐（尤
其在外罐边缘处的防护能力）。耐压强度可达70MPa(约
10000psi)，耐温600℃，保证使用者的操作安全。

坚固耐用的工业级炉腔，炉腔内外全面防腐涂层，
延长使用寿命

大容积316L不锈钢工业级炉腔，多层防腐涂层处理，阻止酸雾
对炉腔的腐蚀，延长炉腔的使用寿命。超大炉腔设计能满足最
大2000mL常压反应，炉腔高速散热风扇，风量3m3/min，根据
反应状况自动3档变速。

多种配件可选，提高整机的可扩展性

UWave-2000可配备多种规格反应容器，50~2000mL多种
规格玻璃容器可选，另有多种规格的石英材质反应容器可
满足紫外辐照下的光化学反应需求。仪器可配备数字式恒
速机械搅拌或磁力搅拌装置：机械搅拌对于大体积、高粘
度、高固体分等体系，有更好的适用性，搅拌杆材质可选
PEEK或石英材质；磁力搅拌转速范围在0~800r/min，转速
可调，实时显示；配备冷凝回流、滴液、分水等装置，并配惰
性保护气体接口。
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智能化软件系统，使实验操作更轻松更便捷

UWave-2000搭载Windows软件系统，可通过7寸彩色触摸屏或外接电脑实现主机控制与参数设定。炉腔内配备彩色影像摄
录系统，通过液晶屏实时显示反应图像，也可通过远程操控系统实时监控反应过程。

聚焦微波化学，拓展行业应用

上海新仪聚焦微波化学领域近30年，是我国第一批研制
微波化学仪器的企业。UWave-2000是Uwave-1000

（2009年BCEIA金奖）的升级产品，在有机萃取、制药研
究、蛋白组学、新材料研究、聚合物合成等众多领域均有
广泛的应用。

[1]丁秀萍,王亚斌,黄玉东.纤维状二氧化硅纳米球的水热合成与表征[J].哈尔滨工业大学学报,2018,50(2):116-121.
[2]庾名槐,叶帅等.温度对超声法合成CsPbBr3纳米颗粒的影响[J].人工晶体学报,2018,47(3):499-504.
[3]莫若飞,靳国强,郭向云.紫外辐照法合成单分散钨酸纳米颗粒[J].无机化学学报,2008,24(1):111-116.
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主机技术参数：
220~240 VAC 50/60Hz 10A

2450MHz，PID控制0~1000W变频连续非脉冲调节

316L不锈钢腔体，内外多层防腐PFA喷涂涂层

高精度红外和铂电阻传感器，双通道温度检测DTD技术，自动切换控制。红外测温范围0~300℃，

控温精度±0.1℃；铂电阻测温范围0~250℃，控温精度±0.1℃

压电晶体传感器，控压范围0~5MPa（725psi），控制精度±0.01MPa

LED紫外光源，功率0-100W可调，主波长365nm

浸入式超声波发射装置，功率0~800W可调，频率28kHz，自动扫频锁频

数字恒速机械搅拌可双向旋转，旋转扭矩300N·m，转速30~1600r/min可调；同时配备磁力搅拌，

转速0~800r/min可调

7寸彩色液晶触摸屏搭载Windows系统，能够实时显示各项实验参数和变化曲线，通过电脑连接，可进

行传输和存储，同时也可以通过电脑连接远程控制实验过程

炉腔配备彩色影像摄录系统，液晶屏可实时显示实验过程

炉腔内置高速散热风机，风量3m3/min，3档变速

常压反应容器最高工作温度300℃，高压反应容器最高工作温度230℃

双动能恒压控制阀，反应容器最高工作压力恒定2MPa（290psi）以内

USB 接口

标配50~1000mL高硼硅玻璃反应容器及冷凝、回流、加液附件、惰性保护气接口；

选配2000mL高硼硅玻璃反应容器，选配50~1000mL石英反应容器

100mL，200mL和500mLTFM高压消解罐，宇航复合纤维外罐，高强度合金罐架

0~40℃ / 15~80%RH

500×625×580mm （宽×深×高），48kg

ISO9001:2015 和UKAS质量体系认证

电源

微波源

微波炉腔

压力测控系统

超声波系统

视频系统

排风系统

工作压力

通讯接口

高压反应容器

工作环境温度/湿度

整机尺寸/净重

温度测控系统

紫外光源系统

搅拌系统

软件系统

工作温度

常压反应容器

18-IS-0045-TAT-18-MAD-0107
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